Komplexe holographisch-optische
Bauelemente (KOMPHOR)

Projektpartner: Carl Zeiss AG, Jena,
Labor fur Mikrostrukturierte Optik
Fresnel Optics GmbH, Apolda

Ziele: Herstellung komplexer beugungsoptischer Bauelemente
durch holographische Lithographie;

Herausforderungen:
Aufbauten zur holographischen Belichtung; s,
Analoge Photolackprozessierung | H{©1
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Setup with Spatial Light Modulator (LC0S)
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Analog lithography
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Generation of sinusoidal profiles through
Interferometric illumination
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